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Das Einundzwanzigste Jahrhundert wird oft als das Jahrhundert des Photons bezeichnet. Laser und
deren Einsatz erzeugen und nutzen Photonen für vielfältige innovative Anwendungen. Im Rahmen
des Symposiums werden neue, aktuelle Entwicklungen und Trends sowohl auf der Quellenseite als
auch aktuelle Anwendungen von Lasern betrachtet. Dies erfolgt sowohl aus der Sicht der Institute
als auch der Industrie. Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten in der Lasertechnologie Deutschlands
kann dies nur anhand einiger aktueller Beispiele aus den relevanten Technologiefeldern erfolgen.

Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsaal A 001)

Hauptvorträge

SYLL 1.1 Tu 13:30–14:00 A 001 Ultrafast Fiber Laser Systems — ∙Jens Limpert, Andreas Tünnermann
SYLL 1.2 Tu 14:00–14:30 A 001 Diodengepumpte Praseodym-Laser im sichtbaren und ultavioletten

Spektralbereich — ∙Teoman Gün, Nils-Owe Hansen, Klaus Peter-
mann, Günter Huber

SYLL 1.3 Tu 14:30–15:00 A 001 Aktuelle Entwicklungen von Excimerlasern — ∙Claus Strowitzki
SYLL 1.4 Tu 15:00–15:30 A 001 Gepulste Faserverstärkersysteme im ps-und ns-Zeitbereich — ∙Maik

Frede, Matthias Hildebrandt, Sebastian Kanzelmeyer, Thomas
Theeg, Jörg Neumann, Dietmar Kracht

SYLL 1.5 Tu 15:30–16:00 A 001 Yb:YAG thin disk laser system with high average and high peak power
— ∙Johannes Tümmler, Robert Jung, Ingo Will, Horst Schönnagel,
Wolfgang Sandner

SYLL 2.1 Tu 16:30–17:00 A 001 Laser application for nanophotonics and metamaterials — ∙Carsten
Reinhardt, Wei Cheng, Andrey B. Evlyukhin, Arseniy I. Kuznetsov,
Andreas Seidel, Boris N. Chichkov

SYLL 2.2 Tu 17:00–17:30 A 001 Hochleistungs-Ultrakurzpulslaser als neues Werkzeug für die Ferti-
gungstechnik und Oberflächenfunktionalisierung — ∙Arnold Gillner,
Stephan Eifel, Andreas Dohrn

SYLL 2.3 Tu 17:30–18:00 A 001 (Ultra-)Kurzpulslaser und Prozesse für Photovoltaikproduktion —
∙Uwe Stute

SYLL 2.4 Tu 18:00–18:30 A 001 Anwendungen neuartiger abstimmbarer ps und fs-Faserlaser im Sicht-
baren und NIR — ∙Wilhelm Kaenders, Thomas Hellerer, Frank Lison

Fachsitzungen

SYLL 1.1–1.5 Tu 13:30–16:00 A 001 Lasersysteme
SYLL 2.1–2.4 Tu 16:30–18:30 A 001 Anwendungen


